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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe mit zumindest einer Holweck-Pumpstufe, die einen Holweck-Rotor und einen Holweck-
Stator umfasst. Der Holweck-Rotor umfasst eine an einer Rotorwelle vorgesehene Nabe sowie zumindest eine an der Nabe vorgesehene
Holweck-Rotorhilse, welche die Rotorwelle konzentrisch umgibt. Der Holweck-Stator umfasst eine konzentrisch zu der Holweck-Rotorhiilse
angeordnete Holweck-Statorhiilse, welche ein an einem stationdren Gehauseabschnitt der Vakuumpumpe angebrachtes festes Ende, ein dem
festen Ende in axialer Richtung gegeniberliegendes freies Ende sowie eine Innenoberflache mit einem daran ausgebildeten Innengewinde und
eine AuBenoberflache mit einem daran ausgebildeten AuBBengewinde aufweist. Im kalten Zustand der Vakuumpumpe weist das Innengewinde
am freien Ende der Holweck-Statorhilse einen kleineren Nenninnendurchmesser als am festen Ende der Holweck-Statorhillse auf und auch das
AuBengewinde weist im kalten Zustand der Vakuumpumpe am freien Ende der Holweck-Statorhiilse einen kleineren NennauBendurchmesser als am
festen Ende der Holweck-Statorhiilse auf.
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